
ＲＴ １００℃ ２００℃ ３００℃ ４００℃

Ｎｉ－Ｐ 504.0 539.3 598.2 736.8 1038.0

テフロン 289.6 304.5 330.8 481.3 421.6

Ｂ－ｉｎ 755.0 775.3 894.4 1052.5 625.2

W--B-in 681.8 694.0 751.4 817.2 724.2

測定器 ：アカシ製MVK-H3 

荷重 ：２５ｇｆ（荷重時間　２０秒）

メッキ厚 ：４０μｍ

熱処理による皮膜硬度（Ｈｖ）

熱処理温度（℃）　維持時間１時間
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